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* No dmbito da gest&o de residuos, foram destacadas tecnologias relacionadas ao reuso /reciclagem dos residuos.

Para maiores informacgbes, acesse o portal do INPI www.inpi.gov.br (radar estendido) ou entre em contato através do e-mail
radartecnologico@inpi.gov.br.
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Liberdade de operagao no Brasil

Mundo

6% Podem vir a
ser depositados
no Brasil**

1 Arquivado***
4 Livres

0 Protegido

7% Depositados
no Brasil

Origem das tecnologias

Escritério ,

Europeu

. 100 ou mais invengdes . Entre 1 e 39 invengGes

. Entre 40 e 99 inven¢des D Nenhuma invengdo

**A quantidade de documentos que podem vir a ser depositados no Brasil é estimada, levando-se em consideragdo os pedidos de
patente que podem vir a entrar no Pais via o acordo PCT. Este acordo internacional, administrado pela OMPI, facilita o depdsito em
diversos paises, com custos reduzidos e prazo estendido para entrada na fase nacional de cada um dos paises nos quais se almeja a
protegao.

*** Documentos arquivados ndo incluem os arquivados definitivamente (estes estdo contabilizados em Livres).



